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Abstract (en)
In a laser-engravable recording material for making relief printing plates, which has a dimensionally stable base, a laser-engravable recording layer
containing polymeric binder(s) and absorber(s) for the laser radiation and optionally a covering film, the binder is a silicone rubber and the absorber
is an inorganic solid containing iron and/or carbon black. Independent claims are also included for: (a) the production of relief printing plates by
removing the covering film if necessary and engraving a relief in the material with a laser; (b) relief printing plates comprising a dimensionally stable
base and relief with the cited binder and absorber.

Abstract (de)
Lasergravierbares Aufzeichnungsmaterial zur Herstellung von Reliefdruckplatten, insbesondere zur Herstellung von Flexodruckplatter, aus einem
dimensionestabilen Trager und einer Aufzeichnungsschicht aus Siliconkautschuken und anorganischen, eisenhaltigen Feststoffen und/oder Ruf3 als
Absorber fir Laserstrahlung. Verfahren zur Herstellung von Relief druckplatten durch Gravur derartiger Aufzeichnungsmaterialien mittels Lasern.
Reliefdruckplatten mit einem druckenden Relief aus Siliconkautschuken und anorganischen, eisenhaltigen Feststoffen und/oder RuB3.
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